URZADZENIA FILTRACYJNE | ODPYLAJACE

SMOG FILTER/Ex

FILTRACJA OGOLNA PYLOW | GAZOW

ZASTOSOWANIE

® 0Czyszczanie powietrza z opardéw, gazéw oraz pytéw w laborato-
riach chemicznych, biologicznych, analitycznych, podczas szlifo-
wania réznych materiatéw

® usuwanie dokuczliwych zapachéw powstajacych np. przy kle-
jeniu lub uzywaniu rozmaitego typu aerozoli

® w przestrzeniach zagrozonych wybuchem

WLASCIWOSCI

Urzadzenie sktada sie z:

® obudowy stalowej,

e wentylatora przeciwwybuchowego umieszczonego w dolnej
€zesci, po stronie czystego powietrza,

e filtra wstepnego Paint-Stop,

e filtra wysokoskutecznego HEPA — klasa H13,

® kaset z granulowanym weglem aktywnym,

® puszki przytgczeniowej,

® rozrusznika silnikowego (do montazu w pomieszczeniu poza
strefg zagrozona wybuchem),

@ ostony wlotu (na zyczenie).
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KORZYSCI

® wysoka skutecznos¢ filtracji

® bezpieczne usuwanie zanieczyszczen powietrza ze stref zagrozo-
nych wybuchem

® petna recyrkulacja odcigganego powietrza

® wegiel aktywny w urzadzeniu o szerokim zakresie adsorpgcji wielu
zwigzkédw chemicznych

DANE TECHNICZNE
T Numer m\a/lvk);dfr:(a?:(n E?;jkilsg::m: Moc silnika | Napiecie zasilania Poziom cisnienia Masa
P katalogowy y3 Y 4 [kw] [V/HZ] akustycznego [dB(A)/Tm] 13¢]]
[m*/h] [Pa]
SMOG FILTER-1200/Ex 801035 1200 1270 0,55 3x400/50 59 230

98

OZNACZENIA URZADZEN PRZECIWWYBUCHOWYCH

grupa Il - przeznaczona do pracy w miejscach zagrozonych wybuchem z wytgczeniem
zagrozen metanowych i pytu weglowego w podziemnych wyrobiskach kopalnianych
kategoria 2 - urzadzenia zaprojektowane i wykonanie przeznaczone do pracy zapew-
niajac wysoki poziom bezpieczerstwaw miejscach, w ktérych zachodzi prawdopodo-
bienstwo pojawienia sie atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgty
lub mieszaniny pytowo powietrznej. Moga pracowac w strefach 1 lub 2 (21 lub 22)
zagrozenie G — zagrozenie gazowe

¢ - oznaczenie bezpieczeristwa konstrukcyjnego urzadzenia

Ex — urzadzenie elektryczne przeciwwybuchowe

e — oznaczenie silnika o obudowie wzmocnionej

Il - podgrupa IIA, 1IB, IIC — mozna stosowac do wszystkich podgrup wybuchowosci

T3 - klasa T200° oznacza najwyzsza temperature powierzchni urzadzenia
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FILTRY WYMIENNE
FILTRWYSOKOSKUTECZNY HEPA
Numer Masa Wymiary AxBxH Liczba ) e )
Typ katalogowy lka] (mm Klasa fltrow Przeznaczenie Materiat filtracyjny
FW-SF-Ex |  852F00 32 390x535x292 H13 2 SMOG Filter-1200/8x | vdrofobowa bibuta
szklana 99,95%
KASETA Z WEGLEM AKTYWNYM
T Numer Masa Wymiary AxBxH Liczba Przeznaczenie Uwagi
P katalogowy [kg] [mm] kaset 9
A
N obudowa kasety
WA-ECO-20 838K98 24% 534x534x155 3 SMOG Filter-1200/Ex wykonana z kartonu
B i sklejki
*Masa wegla aktywnego 20 kg.
FILTR WSTEPNY PAINT-STOP
Numer Masa Wymiary AxBxH Liczba ) - .
Typ katalogowy lka] ol Klasa filtrow Przeznaczenie Materiat filtracyjny
widknina szklana
PS-SF 852F02 0,5 800x535x50 G3 1 SMOG Filter-1200/Ex |z progresywnie wzrastajaca
gestoscig
WYPOSAZENIE DODATKOWE
OSLONAWLOTU
T Numer Masa Srednica D
P katalogowy lkal [mm]
K-SF 810H70 0,7 @450

99 l
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ZDOLNOSC ADSORPCYJNA DLA ROZNYCH PAR | GAZOW

Gazy wysoko adsorbowane

akrylan etylu —ethyl acrylate — GH0,

akrylan metylu —methyl acrylate — (;Hq0,
akrylonitryl — acrylonitrile — GH;N

aldehyd valerianowy — valericaldehyde — CsH;0
alkohol amylowy —amyl alcohol — CsH,0

alkohol butylowy —butyl alcohol — (4H;,0

alkohol propylowy — propyl alcohol — G;H,0H

anilina — aniline — GgHsNH,

benzyna ciezka z ropy naftowej — naphta (petroleum)
benzyna ciezka ze smoty weglowej — naphta (coal tar)
brom — bromine —Br,

butoksyetanol — butyl cellosolve — CgHy,0,

cellosolve — (4H,40,

cellosolve acetate — (gH,05

chlorek butylu —butyl chloride — C,HyCl

chlorek propylu — propyl chloride — GH,(l
chlorobenzen — monochlorobenzene — CgHs(Cl
chlorobenzen — chlorobenzene — CHs(Cl

chloroetanol — ethylene chlorhydrin — GHsCIO
chloroform — chloroform — CHCl;

chloronitropropan — chloronitropropane — GGHsCINO,
chloropikryna — chloropicrin — CCI;NO,

chloropren — chlorobutadiene — C4HsCl

cykloheksanol — cyclohexanol — C¢Hy,0

cykloksenon — cyclohexanone — CgH;o0

czterochlorek acetylenu — tetrachloroethane — GH,Cl,
czterochlorek etylenu — tetrachloroethylene — GCl,
czterochlorek wegla — carbon tetrachloride — CCl,
dekan — decane — GoHy,

dioksan — dioxane — (4Hg0,

dwubromometan — dibromomethane — CH,Br,
dwuchlorek etylenu — ethylene dichloride — GH,(Cl,
dwuchlorobenzen — dichlorobenzene — CgH,(l,
dwuchloroetan — dichloroethane — GH,(l,
dwuchloroetylen — dichloroethylene — GH,Cl,
dwuchloronitroetan — dichloronitroethane — CH;CCI,NO,
dwuchloropropan — dichloropropane — GH(l,
dwumetyloanilina — dimethylaniline — CgH;,N

eter amylowy —amyl ether — G;oH,0

eter dwubutylowy — butyl ether — CgH;50

eter dwuchloroetylowy — dichloroethyl ether — (,HCl,0
eter dwuizopropylowy —isopropyl ether — CgHy,0
eter propylowy — propyl ether — CgH;,0

etylobenzen — ethyl benzene — CgHsg

fenol — phenol — CgHs0

heptan — heptane — GHyg

heptylen — heptylene — GHy4

indol —indole — CgH,N

izoforon —isophorone — CoH;,0

jod —iodine—1

jodoform —iodoform — CHl;

kamfora — camphor — C;oH;0

keton dwuetylowy — diethyl ketone — CsH,0

keton dwupropylowy — dipropyl ketone — G;H;,0
keton metylo-butylowy — methyl butyl ketone — CGeH,,0

keton metylo-izobutylowy — methyl isobutyl ketone — CgHy,0

keton metylowo-etylowy — methyl ethyl ketone — C;Hg0

kreozol — creosole — CgHy0,

krezol — cresol — G;Hg0

krotonaldehyd — crotonaldehyde — C,Hq0
krzemian etylu — ethyl silicate — CgH,00,Si

kwas akrylowy — acrylic acid — GH,0,

kwas kaprylowy — caprylic acid — CgHs0,

kwas mastowy — butyric acid — (4Hg0,

kwas mlekowy — lactic acid — GGHg05

kwas moczowy — uric acid — CsH,N,05

kwas octowy — acetic acid — CH;COOH

kwas propanowy — propionic acid — GGHs0,
kwas walerianowy — valeric acid — CsH;g0,
mentol — menthol — GoHy0

merkaptan etylu — ethyl mercaptan — G;HeS
merkaptan propylowy — propyl mercaptan — GHS
methyl cellosolve — GGHg0,

methyl cellosolve acetate — CsHso05
metylocykloheksan — methylcyclohexane — GHy,
metylocykloheksanol — methylcyclohexanol — G;H;,0
mocznik — urea — CH,4N,0

nafta — kerosene

nikotyna —nicotyne — GioHyuN,

nitrobenzen — nitrobenzene — (gHsNO,
nitroetan — nitroethane — GHsNO,
nitrogliceryna — nitroglicerine — GGHsN;0y
nitropropan — nitropropane — G;H;,NO,
nitrotoluen — nitrotoluene — G;H,NO,

nonan —nonane — CoHo

octan amylu —amyl acetate — G;H,,0,

octan butylu —butyl acetate — CGeH,0,

octan etylu — ethyl acetate — (;Hg0,

octan izopropylu —isopropyl acetate — CsHyo0,
octan propylu — propyl acetate — CsH0,
oktalen — octalene — C;,HgClg

oktan —octane — CgHqg

opary gnilne — putrescine — CgH,N,

ozon — ozone — 03

paradichlorobenzen — paradichlorobenzene — C4H,Cl,
pentaton — pentanone — CsHy,0

perchloroetylen —perchloroethylene — G,Cl,
pirydyna — pyridine — CGHsN

siarczan dimetylu — dimethylsulphate — G;Hs0,5
skatol — skatole — CoHoN

styren —styrene monomer — CgHg

terpentyna — turpentine — Gy

tlenek mezytylu — mesityl oxide — CgHy0

toluen —toluene — GHg

toluidyna —toluidine — G;HoN

trojchloroetylen —trichloroethylene — GHCl;

Gazy $rednio adsorbowane
aceton — acetone — GGHs0

acetylen —acetylene — GH,

akroleina —acrolein — GGH,0

aldehyd mastowy —butyraldehyde — C,Hz0
alkohol etylowy — ethyl alcohol — GHsOH
alkohol metylowy — methyl alcohol — CH;0H
benzen — benzene — C¢Hq

bromoetan — ethyl bromide — G;HsBr
bromometan —methyl bromide — CH;Br
butadien — butadiene — C,Hg

chlor — chlorine — Cl,

chlorek etylu — ethyl chloride — GHsCl

chlorek winylu —vinyl chloride — GH,Cl
cykloheksen — cyclohexene — CgHyg
dichlorodifluorometan  (freon ;) — dichlorodifluoro.
methan — CCl,F,

dietyloamina — diethyl amine — C;H;;N
dwusiarczek wegla — carbon disulphyde — CS,
eter —ether — (;H;,0

eter etylowy —ethyl ether — C4H,,0

etyloamina — ethyl amine — GH,N
fluorotrdjchlorometan — fluorotrichloromethan — CClsF
fosgen (tlenochlorek wegla) — phosgene — COCI,
gaz znieczulajacy — anaesthetics

heksan — hexane — GHy4

heksylen —hexylene — CgHy,

heksyn — hexyne — CHsq

izopren —isoprene — CsHg

jodowododr — hydrogen iodide — HI

ksylen —xylene — CgHyo

kwas mréwkowy — formic acid — HCOOH
merkaptan metylu —methyl mercaptan — CH,SH
mréwczan etylu — ethyl formate — GHg0,
mréwczan metylu —methyl formate — GH,0,
nitrometan — nitromethane — CH;NO,

octan metylu —methyl acetate — GH0,

pentan — pentane — CsHy,

pentylen — pentylene — CsHg

pentyn — pentyne — CsHg

propanal — propionandehyde — GGHs0

tlenek etylenu — ethylene oxide — GH,0

tlenek wegla — carbon monoxide — CO

Gazy stabo adsorbowane
aldehyd octowy —acetaldehyde — G;H,0
amoniak —ammonia — NH;
bromowododr — hydrogen bromide — HBr
butan — butane — C;H,,

butanon — butanone — (;Hg0

butylen —butylene — C;Hg

butyn —butyne — C,Hq

chlorometan — methy! chloride — CHs(Cl
chlorowodor — hydrogen chloride — HCI
cyjanowodor — hydrogen cyanide — HCN
dwutlenek azotu —nitrogen dioxide — NO,
dwutlenek siarki — sulphur dioxide — SO,
fluorowodor — hydrogen fluoride — HF
formaldehyd — formaldehyde — CH,0
propan — propane — GHg

propylen — propylene — GHg

propyn — propyne — GH,

selenek wodoru — hydrogen selenide — H,Se
siarkowodor — hydrogen sulphide — H,S
tréjtlenek siarki — sulphur trioxide — S0;




